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Fotokatalyza

UV-A zareni + TiOz2 povrch + znecisteny vzduch
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Prizemni ozon
* Latka znecistujici ovzdusi

® Zdravotni rizika pri vdechovani

*VVznik fotolyzou NO:2 sluneCnim zarenim
*\VVznik pfi provozu elektromobild



Experimenty

 Porovnani FN NANO®2 s Evonik Aeroxide P25

* Vliv vlIhkosti vzduchu a intenzity svetla

 Méreni v laboratori
e |ISO 22197

* 100 ppbv Os
* Preneseni do praxe

 Méreni v exteriéru
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Vliv Intenzity svetla
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Namerena data

2 P25
Relativni vlhkost vzduchu / % Odstranéni O3 / % Odstranéni O3 / %

0 42 42

50 40 20

100 33 13

FN2 P25

Intenzita UV zafeni / mW em<  Odstranéni O3 / % Odstranéni O3/ %

0,05 32 15
0.25 37 27
1.00 38 28
5.00 39 29

* FN2 odstranuje ozon i za nepriznivych podminek



Venkovni mereni

* Na fasadni desce s FN2 ‘
» Stridani aktivni a neaktivni plochy
» Odstranéno priblizné 80 % Os



Porovnani koncentrace ozonu pri
mereni na aktivni a nasledne neak-
tivni plose
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Vyzkum byl spolufinancovan z
projektu TRIO pod zastitou
Ministerstva prumyslu a obchodu, kterému za

to patri podekovani.

Dekuji za pozornost!



